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Abstract (en)
The coupler (3) has a via circuit (11) with an input connection and an output connection, and two coupling circuits (13, 15) arranged at a
distance from the via circuit. The coupling circuits are provided for determining reflected power and forward power of a plasma process excitation
arrangement. The coupling circuits comprise a predetermined and adjusted impedance, and load resistors comprise a resistor value that
corresponds to the impedance with a specified tolerance.

Abstract (de)
Ein Richtkoppler (3), insbesondere für eine HF-Plasmaprozessanregungsanordnung (1), umfasst: a. Eine Durchgangsleitung (11) mit einem
Eingangsanschluss (20) und einem Ausgangsanschluss (21); b. Eine von der Durchgangsleitung (11) beabstandete erste Koppelleitung (13) zur
Erfassung von reflektierter Leistung (P r ), die zumindest an einem Ende mit einem Abschlusswiderstand (25) abgeschlossen ist; c. Eine von der
Durchgangsleitung (11) beabstandete zweite Koppelleitung (15) zur Erfassung von Vorwärtsleistung (P i ), die zumindest an einem Ende mit einem
Abschlusswiderstand (28) abgeschlossen ist. Jede Koppelleitung (13, 15) weist einen vorgegebenen und eingestellten Wellenwiderstand auf und
die Abschlusswiderstände (25, 28) weisen einen Widerstandswert auf, der dem Wellenwiderstand der zugeordneten Koppelleitung (13, 15) mit einer
Toleranz < ±10%, insbesondere <±5%, vorzugsweise < ±1% entspricht. Dadurch lassen sich Vorwärts- und Rückwärtsleistung genau erfassen.
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